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MEDIZINISCHE

FFP2 NANO
ATEMSCHUTZMASKE

— PFHM731

ERFASST 99 % DER NANOPARTIKEL DER
GROSSE VON 120 NANOMETER (SARS-CoV-2)

Das Atemschutzmaske erfiillt die strengsten
Anforderungen an die mikrobiologische Reinheit
und die gesundheitliche Unbedenklichkeit (ist nicht
zytotoxisch, irritiert die Haut nicht, hat kein Potenzial
der Hautsensibilisierung).

Eigenschaften Normanforderung F?I?I-lml';n3a1
Filtrationseffizienz min. 94 % 99,6 %
Atemwiderstand beim Gehen max. 70 Pa 40,2 Pa
Atemwiderstand beim Laufen max. 240 Pa 116,5 Pa
Ausatmungswiderstand max. 300 Pa 176,7 Pa




GROSSEN — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM731
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MEDIZINISCHE

FFP2 NANO
ATEMSCHUTZMASKE

— PFHM931

ERFASST 99 % DER NANOPARTIKEL DER
GROSSE VON 120 NANOMETER (SARS-CoV-2)

Das Atemschutzmaske erfiillt die strengsten
Anforderungen an die mikrobiologische Reinheit
und die gesundheitliche Unbedenklichkeit (ist nicht
zytotoxisch, irritiert die Haut nicht, hat kein Potenzial

der Hautsensibilisierung).

Eigenschaften Normanforderung Elfl_lﬁ;i?n:;
Filtrationseffizienz min. 94 % 99,8 %
Atemwiderstand beim Gehen max. 70 Pa 47 Pa
Atemwiderstand beim Laufen max. 240 Pa 154 Pa
Ausatmungswiderstand max. 300 Pa 262 Pa




FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM931
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM931
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM931
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM931
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FFP2 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM931
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MEDIZINISCHE

FFP3 NANO
ATEMSCHUTZMASKE
— PFHM933

ERFASST 99 % DER NANOPARTIKEL DER
GROSSE VON 120 NANOMETER (SARS-CoV-2)

Das Atemschutzmaske erfiillt die strengsten
Anforderungen an die mikrobiologische Reinheit
und die gesundheitliche Unbedenklichkeit (ist nicht
zytotoxisch, irritiert die Haut nicht, hat kein Potenzial
der Hautsensibilisierung).

Eigenschaften Normanforderung I:I?Fal_lﬁjl'i(;n;:;
Filtrationseffizienz min. 99 % 99,6 %
Atemwiderstand beim Gehen max. 100 Pa 41 Pa
Atemwiderstand beim Laufen max. 300 Pa 135 Pa
Ausatmungswiderstand max. 300 Pa 228 Pa




FFP3 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM933
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FFP3 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM933
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FFP3 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM933
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FFP3 NANO ATEMSCHUTZMASKE — PFHM933
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MEDIZINISCHE FFP2
ATEMSCHUTZMASKE
— PFHM722

Das Atemschutzmaske erfiillt die strengsten
Anforderungen an die mikrobiologische Reinheit
und die gesundheitliche Unbedenklichkeit (ist nicht
zytotoxisch, irritiert die Haut nicht, hat kein Potenzial

der Hautsensibilisierung).

Eigenschaften Normanforderung Fﬁg:ﬂg}%
Filtrationseffizienz min. 94 % 99,6 %
Atemwiderstand beim Gehen max. 70 Pa 23,5 Pa
Atemwiderstand beim Laufen max. 240 Pa 87,2 Pa
Ausatmungswiderstand max. 300 Pa 150 Pa




FFP2 ATEMSCHUTZMASKE — PFHM722
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